| Fyzika ve firmé |

Ve stredu 17.4. v ramci kurzu
Fyzika ve firmeé (F5900) vystoupi
dr. Jan Valter z firmy HVM Plasma.

HVM Plasma:

e plazmové nanaseni tenkych vrstev ve vakuu (vyboj)

e Physical Vapour Deposition (PVD - naprasovani,
naparovani) g

e Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) s

e vyroba depozicnich zarizeni a jejich soucasti

e zakazkové povlakovani (tribo, deco, senzory, ... )

e zal. 1992, 80 zam. (12 vyvoj), obrat cca 300 MK¢

Prednaska:

e prehled PVD a PACVD povlak{

e aplikace tenkych vrstev v bézném Zivoté

e nastin PVD a PACVD technologie

e fyzika ve vyvoji a konstrukci depozicnich zarizeni

e fyzika ve vyvoji a fizeni kvality povlak{

Zacatek prednasky je v 16 hodin v poslucharne F1.

Kurz je otevien vSem zajemctim (zapis predmétu F5900 neni podminkou).
Srdecne zvou Dusan Kovacik a Filip Miinz



